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_ RESUMEN DE LA DESCRIPCION

Una configuracién de acabado en relieve decorati-
ve se forma aplicandd é la sﬁperficie de un artfculo o subs-
trato revestido un dispositive de formacidn dé configuracidn
compuesto de un mﬁterial rfgido'o senirrigido, poroso, per-
meable &l aire y que tiene un disefio sobre el mismo, El dis=-
positivo de formacidn de configuracidn, cuando se aplica
sobre le superficie del artfculo ¢ substrato variss veces,
puede formar dicha configuracidn en relieve decorativa sin
protuberancias y uniones indeseables y perceptibles entre

la primera pasada y las siguientes,

La presente invencién se refiere a un método de
formar una configuracién de acébado en relieve decorativa
sobre la superficie de un artfculo o substrato revestido
con un dispesitivo de formacién de configuracién y'alidis-
positivo para el mismo. Hés particularmente, se refieres =
un proceso de acabado én relieve decorativo sobre la super=
ficie de artfculo o substrato revestido con un dispositi-
vo de fornmacién de configuracién que se hace de un material
rigido o semirrfgido, pd}oso, permeable al aire, o

Hasta ashora, una configuracién en relieve Gecura~
tiva se ha formado sobre la superficie de un substratc reves-
tido tael como un substreto de pared y anélogos con un dis~
positivo de formacidn de configuracién tal como un rodillo
de disefio con el disefio que se proyecta desde la superficie
de rodillo circundante. El rodillo se hace de un material que
no tiene una estructura porosa ni la propiedad de permitir
que peneire aire a través del mismo, tel como un material

cauchotoso o de madera. Dicho meterizl no puede gbedrber un
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1fquido liberndor tal como agua en el misme. Segfn eso,

-los rodillos de disefio de este tipo se hon aplicado mien-

tras el liquido liberador se alimenta intermitente o conti~-
nuemente a la superficie de los redillos por un alimentador
convencional tal como un rodillo alimentcdor o un alimen-
tador de esponja. Sin embargo, dichos redillos de diseflo
tienden a permitir que ciertas cantidades de un revesti-
miento presente sobre 1o superficie de substrato revesti-
da se peguen a su superficie y consiguientemente se quiten
de la superficie revestida cuando se pésa un rodillo schre
las ﬁismas. También pueden dar lugar a la formacién de pro-
tuberaﬁcias indeseables y perceptibles deede la superficie
revestida circundante a 1o largo de las éreas configuradaé
cuando las proyecciones de los rodillos que constituyen

el diseiio salen de la superficié configurada, Estas tenden~
cias pueden aumentar cuando se alarga el periodo de Epli—
cacidn, Dicha deformacidén de una configuracién sobre la
superficie revestida y la formacidn de dichas'protuber&n-
cias indeseables pueden eliminar en gren medida la aparien-
cia estética y el valor decorativo.

" Es conocido que dicho redillo de disefio puede
producir una unién abrupta y perceptible de la pasada von
el rodillo sobre la superficie revestida, Segin eso, la
remocidén de dicha unién puede reguerir trabajo de acebudn
laborioso adicional porque de 1o conirario la presencia de

‘dichu unidén perjudicarfa la aparicencia del écaba@o decoras-

tivo o.
Tembién es conccido que dichos rodilles de disefio
no pucden formar una nueva configuracidn sustituyendo las

pertes de la conﬁiguraciGn precedente,'cuando se aplican
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Varias veces coincidiendo alguﬁas partes ¢on la configura-
cidn precedente a presiones suficientes para evitar la de-
formacién de la superficie que se extiende uniformemente,
que de lo contrario habrfa seguido siendo plena, y/o eli-
minar protuberancias indeseables y perceptibles desde la
superficie revestida circundante. Como usualmente se requie-
re la coincidencia de las pasadas del rodillo de disefio

con la precedente, particularmente donde se configurs un
drea, émplia, la incapacidad de sustitucién de los rodillos
de disefio convencionales es.muy desventajosa al formar una
conﬁiguracidn de acabado decorativa en relieve, Obviemente, -
la falta de dicha posibilidad deja las porciones de recu-
brimiento de la configuracién precedente totalmente intac-
tas como estaban o parcialmente intactas, En este caso,.
los segmentos de disefio de recubrimiento indeseables que

no se quitan tienen gque eliminarse con un trabajo Laborioso
adicional. De lo contrario, para evitar dicho problema,

debe prestarse mucha atencién &l aplicar dichos rodillos

de disefio para que no coincidan entre s{ las pasadas y para
no deteriorar la armonia de una configuracién adicional.
con las configuraciones precedentes formada adyacente y pré-

xima a las mismas, Ante la incapacidad de sustitucidn,

"los rodillos de disefio convencionales se han aplicado 2 vna

superficie que se extiende uniformemente; de lo contrario,.
el relieve decorativo acabado se forma sobre ung superficie
rugosa. Esto e¢s extremamente desventajoso para un artfculo
o substrato de acabado en relieve decorativo con valor de-
éorativo. '

En los métodos convencionales, es muy diffcil fore

mar una configuracién con sus perciones de proyeceidn supe-
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El aplanamiento por preuidn, sin embargo, puede tender a
hacer que una ligera porcién de lasg proyecciénes ge doble
hacia abajo aobré las configuraciones grabadas debajo de
las superficies circundantes., Segin eso, dichas porciones,

cuando se ensucian con pelvo o suciedad o un material extra-

_Ho andlogo, son muy diffciles de limpiar pulverizando o

rociando wn lfquido tal como agua contra las superficies
ensuciadas., Esta tendencia también es desventajosa desde
un punto de vista prdctico.

' Tembién es conocido en la materia que ha habido
un rodillo de disefio que se ha empleado para esta finalidad,
teniendo el rodillo de disefio un disefio que tiene uwna direc-~
cién y que se compone de unidades de disefio en una dispo-
sicidén o configuracién simétrica y regular sobre tods el
érea del mismo. Este tipo de rodillo de disefio tiene ia
desventaja de que es muy diffcil formar un disefio gevneral
sin ninguna unién abrupta o perceptible entre la primera

pasada y la siguiente con el rodillo, conservando al mismo

" tiempo una combinacién del disefio formado en primer lugar

y de los siguientes,

' Un rodillo compuesto de un material eléstico, pou-
roso gque comprende un polivinilformal se ha propuesto eu
la Publicacién de Modelo de Utilidad de Japén numero
14,66/1973. Sin embargo, este rodillo se disefia como un
aplicador de revestimiento, de forma que los poros pre-
sentes en el micmo deben ser bastante grandes para retener
wna cantidad suficiente de una composicidn de revestimien-

to en los mismos. Si dicho rodillo aplicador se usa para
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la finalidod de esta invencién. gserd evidente fécilmente
gue una composicidn de revestimiento'presenté sobre wn ar-
tfculo o substrato se atrapa en los intersticios del mate~
riel porosoc. Por este motivo, dicho material poroso no pue~
de uaarse pare la presente finalidad,

Por tunto un objeto de la presente invencidn es
fecilitar un método de formar una configuracidén. en relieve
decorative sobrs la superficie de un artfculo o mubstrato
por el que pueden eliminarse las des@entajas de los méto~
dos convenclonalea. ‘

Otro objeto de la presente 1nvenc16n ea facllltar
ur dispositivo de formacién de configuracidén que se rdap-
ta particularmente para formar una configuracidn de acsbue

do en relieve decorativa con eficiencia y con facilided,
T Otroe objetos, caracterfsticas y ventajes de la
presente imvencién gerén mds evidentes en la siguiente
descripeiéa y por los dibujos mdjuntos, en los que: |
- Les figures 1a a 5a son cada una una vista ea
perspective de un rodillo de formacién dé‘configuracidn ,
que realiza el métqdo de lafprasente invencién.

' Las figuras 1b a 5b son cada wna una vista en
plenta de 1a superficie de un artfculo que ﬁueatra.la Con~
figuracidén formada por los dispositivos de formacidn de con-
figuracifn de les figuras 1# a 5a, respectivamente, ‘

Los graficos A g E =2on ceda una una imagen foto-
gréfica, en escala r&ducida, que muestra el dispositivo de
formacibn de conflguraclén eegun la prssente invencidu. _

Los gréficos B a T son cada una una imagen fotou-

grifica, en escela reducida, que muesira la configuracidn .

formade por los dispesitivos de las figuras A g E respec-
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tivamente.

Un aspecto de 1a presegate invencidén es un método
de formar con un dispositivo de formacidn de configuracifn
una configuracidén de acabado en relieve decorativa sobre
la superficie de un articulo o subsirato revestidé. Otro
aspecto de la presente invencidn consiste en el empleo de
un dispositivo de formacién de configuracién para el método

de formar una configuracién de acabado en relie%e decora;
tiva sobre la superficie de un articulo ¢ substrato reves-
tido,

El dispositivo de formacién de configurscién segin

la presente invencidn se compone de un material que es ri-
gido o semirrfgido, poreso y permeable al aire, Dicho maxg-
rial es cualquicer material filtrente que e haya usado ge-

neralmente para filtrar aire o 1fquido en las industrias

quimice y de formentacién. Sin embargo, debe notarse agul

que ¢l material a emplearse para el dispositivo de la pro-

sente invencidn puede definirse por su propicdad -de obsore

ber agua o un liquido en el mismo. Esta propiedad puede

expreparse en porcéntajes c&mo un porcenfajo de absorcidn

de agua (o liquido) que a su vez pue&e determinarse per la

siguiente ecuacidén: Porceniaje de Absorcién de Agua (o0 uf-
L. W, - W

1 0

quido) = x 100 donde W

; 8 ol peso del material

v

despuds de 2 horas de inmersidn en agua o ecn un liguido;

W° es el paso seco del material antes de la inmersidn; y

V es ¢l peso del agua o liquido correspeundiente al volumen
del naterial dsspués do la inmersidn.

Asi, el porcentaje de sbsorcidn de agua (o liqui-
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do) se determina segin la cantidad del agua o 1lfquido conte-
nida en el meterial por unidad de volumen del material hinme-
do. Eu este caso, la clase de 1fquido en el. que se¢ sumerge
el material puede elegirse segin ia clase -de liguido a i
emplearse en une composicidén de revestimiento. Asf, cuando
se usa una composicidn de revestimiento inorgénica tal co-
ro un materisl aglutinente, puede elegirse agua. Cuando se
usa una composicidn de revestimiento orgéniea tel como una
magilla de resine, el 1fquido o equivalente de liquido a
emplearée para la misma se eiige preferiblemente, El porcen-
taje de absorcién de agus (o 1fquido) del material a usarse
en la presente invencidn puede oscilar desde esproximadamen=~
te 15 a aproximadamente 99 por clenta, y prefer1b1emente
desde eproximaedemente 40 a aprorzmadamente g5 por clento.

Por el término "rfgido® usado aquf. se entiende

" una propledad por la que el materlal a2 usarse parg ¢l dispo-
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sitivo de formacidn de configuracién de la invencidn pheda
ser suficientemente fuerte para former una configuracidn .
sobre laAauperficie de un artfculo o substrato resvestida
sobre el mismo con una compesicién de revestimiento conven=
cionaly por ejemplo, que tenga una propiedad dilétante; AN
que no limitada a la mizma, sin deformar o defiar lé forna
del disefio facilitado sobre la superficie del dispositivo
de formacién de configuracién. Por ei_término “semirrigido”

uagdo aqui sc entiende unae propiedad por la que el material-

.para el dispositivo es menos rfgido que el material ®*rigido®

descrito previamente, pero es suficientemente fuerte para

fornar wne configurecién sobre la superficie con un reves-
tiniento gue tieme una composicidn Ge revestimiento tixotré-

pice sin ninguna deformacién indeseavls en la forma del di-
¥

/
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sefio sobre la superficie del dispositive cuando se aplica

a 1la superficie revestidd. Un material a usarse para el
dispositivo puede clegirse en gran barte segin la clase de
composicién de revestimiento sobre la que se forma la confi- .
guracidn correspondiente al disefio del dispositivo. La com-'
posicifn de revestimiento puede tener una viscosidad de des-
de 2o,é 1,000 poises, prefecriblemente desde 150 a sproxima-
damente 300 poises, y més preferiblemente desde 200 a 250
poisés; Ademdé, cuando se emplee una composicidén des revese
timiento que tenga una propiedad tixotrdpica , el material
para el dispositivo de formacién de configurucidn €3 un ma-

“terial que tiene suficiente rigidez para formar una coufi-

gurecién sobre dicha cepa de'revestimiento bajo ligera pre-
8ifn, Por otra parte, cuando la compoaicidn de revestinich-
to usada tenga una propiedad dilatanté. tal como mortero,
el material para el dispositivo deberfa temer una rigides
relativamente grande suficiente para resistir una precidn
bastante eleﬁada.y'formar una configuracidn aobrerla supere
ficie de artfculo o substrato.

Ejemplos de dichos materiales son los plédsticos
convencionales rigidos o semirrigidoes (incluao eldsticoa),
hidrdfilos o lipidéfilos, talcs como, por ejemplo, polivie
nilformal, polietileno, copolimero etileno-acetato de vie
nilb. cloruro de polivinilo, poliuretsne, poliestireno,
copolimero de etileno-butedieno, material cawchotoso, tela .

"no tejida, meterial de filtro fibroso, material de coerdmica

no vidriado, espuma de vidrio o materinl de papel laminado

'sumergido en una resing fendlica (“Hicrobon", fabricado pov

Fuji Filter Industry, Co.) o los tratsdos superficialmente
con un lLiguide, revestimionto o resina que compronde wna

Ved
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resina de urea, resina de melamina, resina fenélica, resina
de silicona o caucho de neopreno, Se prefiere el acetal-
polivinilo y el tratado superficialmente con el tiatamienr
to de resina, que tiene un porcentaje de absorcidn de agua
(o 1fquido) de desde 40 a 95 por ciento. Estos materiales
tienen poros semicontinuos o continuos en los mismos, por
lo que permiten que penetre aire a través de los mismos ¥s
cuando’ el dispositivo de formacidn de configuracidn se apli-
ca mientras estd mojado con un agente liberador tal como
agua, un disolvente orgénico, aceite de silicona u otros
mneteriales repelentes, permiten alrepar dicho agente libe-
rador en los intersticios de los poros en los mismos,

' Cuando se emplea una composicidén de revestimiento
que tlene una viscosidad muy baja, a veces puede no regue-
rirse el uso de dicho agente liberador. Sin embargo, en casi
todos los casos dicho agente liberador se emplea preferible-
mente. En este caso, el empleo de dicho material porose
puede presentar una caracteristica particularmente ventajo-
sa. El agente liberador que se contiene en los intersticios -
del materiel para el dispositive de formacidén de configura-
cidn, cuando se oprime sobre la superficie de un articulo o
substrato revestido, es empujado de forma que rezume y pue-
de -servir como una capa intermedia entre la superficie del

dispositivo y la superficie revestida. La presencia de di~

_ cha capa en el medio puede permitir que la superficie del

dispositivo deje la superficie configurada cuando se trans-
fiere desde un lugar a otro sin llevarse hinguna cantidad
de revestimiento sobre el mismo. Esta es una caracteris-
tica extremamente ventajosa producida por la presentfe in-

vencién, y esta caracteristica ne se ha consecguido por los

-~
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dispositivos de formacién de configuracidén convencionales,
Otra ventzja del uso del dispositive de formacidn de confi-
guracién que tiene dicha cualidad es que el agente libera-
dor, una vez que se desprende de 1alsuperficie del diapoéi- :
tivo cuando se oprime sobre la sﬁperficie revestida para
formar_la configuracién, puede absorberse nuevamente en la
nisma cuando se quita el dispositivo. Esta funcidn puede
contribuir a que la superficie configurada se seque mds
fépidamente que las preparadas por métodes convencionales
en losique ge usan materiales no porosos gque no pueden re=-
tener el agente liberador en los mismos,

El dispositivo de formacidén de configuracién se-
gin la presente invencidén puede tener cualquier forma, inclu-
so una forma cilfndrica, plana o curva. Un disefio sobre la
superficie del dispositivo de formacién de configuracidn
ﬁuedé formarse de manera convencional. Por ejemplo, un diso-
fio puede grabarse en la superficie sobre el mismo coertando
les pofciones correspondientes, El disefio a formarse sobre
la superficie del dispositivo puede no limitarse de ningin
modo 2 los ilustrados en los dibujos. Incluso es posible
uwn disefio direccionzal, pero dicho disefio no se pfefiere
particularmente para realizar la presente invencidn por la
dificultad de disponer las unidades de disefio arménicemente
entre s, En el casc en que dicho disefio direccional se dis-
ponga en cualquier porcidén o en ambas porciones de extremo -

de la Bupérficie del dispositivo, la formacién de una confi-

guracién sin unién perceptible entre la primera pasada y

la siguiente requiere la atencién laboriosa de los aplica-
dores y, a este respecto, dicho case no se prefiere., En

otros cusos en los que dicho disefio direccional se dispone
¥
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en 15 pore¢idn intermedia o en parte del dispositivo de for-
macidén de configuracién, no puede verse ninguna dificultad.
molesta y esta caracterfstica puedé incluirse dentro del .
elcance de la presente invencidén de la misma manera que en
el caso en el que no se dispone ningén disefio direccional
sobre el mismo. Asf, no hay ninguna limitacién sobre el di-
sefio a‘formnrse sobre la superficie del dispositive segin
la presente invencién, Ha de notarse particularmente que el
diSpositivo de la presente invencién puede aplicarse prefe-'
riblemente a una configuracién con una construccién comple-
jae comoe se ilustra en los dibujos adjuntés, aunque no debe
interpretarse que la configuracién a formarse por el método
de la presenie invencidén se limita a las configuraciones
mostradas en losmismos La altura o profundidad del disefio
es usualmente hasta aproximedamente 10 mm., aunque puede
variar segin el tipo de composicidén de revestimiento y/o

la dureza de_la capa de revegtimiento. _

Para llefar e la préctica efectivamenté el método
de la presente invencidn, se prefiere que el 4rea que rodea
el disefio sobre la superficié del dispositiveo de formacidn
de configuracidén sea plana. Con las superficies circundan-

tes planas, el dispositivo de la presente invencién puede

‘realizar plenamente su funcién de sustituir la configuracidn

formada previamente por una configuracidén adicional cuando
se aplica varias veces recubriéndose las porciones de confi-
gurecidn, Asf, el dispositivo de formacidn de configuracién
prede sustituir las configuraciones precedentes por una con-
figuracién adicional y al mismo ticmpo aplanar las éreas cir-
cundantes, bajo presiones suficiertes pare formar dicha con-

figuracién adicional sin unién indeseable y perceptible

-~
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entre 1las configuraciones formadas por las primeras pasadas
con ¢l dispositivo y la siguiente, y ademds sin producir
protuberancias indeseables y visibles desde la superficie
circundante a lo lerge de las pasadas, Con esta capacidad’
de sustitucibn, como el dispositivo de la presente invencién
puede splanar o allanar con presidén la superficie que se
extiendé de forma no uniforme de un artfculo o substrato,
no es necesario que la superficie se extienda de forma uni-
forme antes de¢ formar la configuracién, Esta es una gran
ventaja porque en los métodos convenionales, la superficie
debe extenderse de forma tan uniforme como Sea posible an-
tes de formar la configuracidén; de lo contrario, las 4reas
superficiales que rodean las configuraciones se dejan sin
aplanar y desiguales., Como el dispositivo de la presente °
invencién puede terminar una auperfiéie configurada con
86lo asplicarlo a la superficie de un artfculo o substraio,
no se requlere ningin. proceso ulterior para termxnar 1=
perficie confxgurada. Esta es la caracterisitica que oS
factible por prlmera vez en el método de la presente 1n—
vencién, _

En la préctica del método de la presente inveneidn,
el dispositivo de formacidn de configuracidn se aplica a la
superficie de un artliculo o substrato rcvestido con una ceme
poaicidn de revestimiento. El periedo do apliceeidn del dise
positive puede varior desde un momento inmediatamente des- .

"puds de que se eplica la composicién de revestimiento a un

momento antes de que la composicidén de revestimiento asi re-

vestida se endurezen de tal forme que la formacidn de una

configuracidn sobre la superficie de la misma se hega diff-

cil., Segdn eso, ¢l tiempo en el que se eplica el dispositive
¥

”



Cra arirme e

- —l'\_»_

10

15

20

25

30

-1d=

8e selecciona preferiblemente segin la clase de composicidn
de revestimiento empleada. El dispositivo puede accionarse
manud) o mecdnicamente., En la aplicécién a la superficie de’
un articulo o substrato revestido, se prefiere que el dis-
positivo se aplique a la superficie revestida del artfculo

o substrate mientras sigue humedecide con un agente libera-
dor, pér lo que las porciones de disefic del dispositivo
pueden liberarse fécilmente de la superficie configurada
sobre el artfculo o substrato revesitido. El agente libe-
rador puede ser cualquier maierial 1lIquide que no disuel-
va, hinche o transforme el material porosé del dispositivo
de tal forma que ciserre sus intersticios. Ejemplos dé dichoe
agentes liberadores son agua) siliconas; un disolvente or-
génico tal como un hidrocarburo alifético o aromético, por
ejemplo, nafta, tolueno o xilenc, uﬂ éster, por ejemplo,
acetato de etilo o acetato de butild, une cetona, por g¢jem-
plo, metil etil cetona o metil iscbutil cetone, un alcchol, .
por ejemplo, etanol, butanol, etilenglicol, propilenglicol

o glicerina o un éster de los mismos, un éter o una anona;
u otros materiales repelentea; por ejemplo, aceites,; grasas
o parafinas. Como norma, la clase de agente liberador a '
mantenerne en el material del dispositivo de formacidn de -
coqfiguracién es preferiblemente el mismo que el contenidni
en la composicién de revestimiento a usarse para el artfrulo

o substrato revestido., Por ejemplo, cuando la composicidn

" de revestimiento contiene una emulsién de resina acuosa, Se

prefiere el empleo de agua. Cuando la composicidén de reves-
timiento contiene un disolvente orgénico, se prefiere emplear
el misme disolvente orgénico o un equivalente del mismo,

La composicién de revestimiento a revestirse sobre
¥
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un artfculo o substrato sepin la presente invencién puede

-incluir cualquier material de revestimiento, inorgénico u

orgénico, que pueda former una pelfcula gruesa Sobre la Su-
perficie del mismo. Comprende un material orgﬁnico 0 un ma-
terial inorgénico.y, cuando se desee, una Gpulsidn sintéti-
ca acuosa. El material de revestimiento orgdnico puede ser
ser cualquier material convencional dol tipo de masilla,
néstico o lisfnico que comprenda un material de revestimien-
to de emulsién acuosa aeltsmente viecoso, un material de re-
vestimiento solublé en aguay un material de revestimionto

de resina epoxfdica altamente no volétil, un orgeposol o
plantiéol, ung masilla de resinae sintdtica, una mesilla de .
aceite o una masi;la de nuez de anacerdo, La masilla de ree-
sina sintética puede ser una masilla de resine de poliester
no saturada o una masilla de resina de vinilo. El material
de revestimiento inorgfnico puede ser un materigl aglutinan-

. te, mortero, yeso o esiuco, El material azglutinante puede

ser una mezcla de cemento con un material de relleno convenw-
cional tal como arena. EL material de revestimiento inorgd-
nico puede ser uno de los diversos revestimientos inorgéni-
cos disponibles comercialmente., La emulsién de resine sintde
$ica acuosa puede incluir una emulsién de resina de acetato
de vinilo, una emulsién de copolimero de acetato de vinilo,
una emulsidn de resine acrilica } una enulsidén de caucho sine-
tético, una emulsién de resina de petrdleo o una emulsidn

de resins epoxfdica. La emulsidén de copolfmerc de acetato

de vihilo puede incluir una emulsidn de copolfuere de aceta- -
to ae vinilo-ester vinflicos por ejemplo, wna cnulsidn de
copolimero de vinyl acetate-VeoVa (marca comercicl) ~VeoVa

es el éster vinflico d&e un dcido carboxflico primariamente
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terciario, saturade sintético que tiene hasta 12 4tomos de

.carbono. De estas composiciones de revestimiento, se prefie-

ren las que tienen una viscosidad de desde 20 a 1,000 poOi~
ses, preferiblemente desde 150 a 300 poises, ¥y més preferi-
blemente desde 200 a 250 poises; Se prefiere uﬁa CoMpOSim
cién de revestimiento que tiene una propiedad tixotrépica.
También puede ser del tipo que tiene tales propiedades que
Be seca & temperatura ambiente y/o se cura después de 1a
aplicecién de calor. Pers dotar a la composicidn de revesti-
miento de propiedades tixotrépicas, también puede tomarse
en consideracién una wlterior adieidn de editivos conscicos .
tales como un pigmento que tenga une gran absorbencia d¢ 1fe
quido o una resina que se someta® hinchazén en presencis
del agua. Otros aditivos convencionales tales como, por ojem=
plo, pigmentos de extensidn, materiales para aumentar la
viscosidad, estabilizadores, desespumantes y andlogos pueden
afjadirse a la composicidn de revestimiento..

El artfculo o0 sustrato sobre el que se rev1ska la
composzcldn de revestimiento de la manera convencional pue-
de ser cualquier material de base convencional que 1ncluya,

por ejemplo, una lémina o placa de hormigén, mortero, yeso

0 estuco, una placa de.pizarra, una placa de silicato cfiei-

¢co, una placa de carbonato magnésico, cartén-yeso, una placa
de hormigén prefaguado, un material de madera contraplaceda
que compréndé madera contrachapada, tablero de fibras aglo-
merades o un tablero de composicidn, un teblero de parti-
culas,'sonoabsorbente,_o una placs o0 lémina compuesta de hie-
rro, acero inoxidable o asluminio. El artfculo o sustrato con
une configuracifén sobre el mismo es particularmente‘ﬁtil

como material de construccidn y se uea para acabado interior
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¥ exterior. Puede usarse para terminer decorativemente pare-

. des, columnas o suelos o diversos exiericres. El méiodo se-

&in la presente invencién también puede aplicarse a un cam-
po técnico especial, tal como en la fabricacidn de azulejos
o productes de cerdmica 0 productos de alfarerfa configurs-
dos o en la preparecién de medios publicitarios tales como
colunnas para carieles o pilares para stuncios, |

Fl artfculo o substrato confipgurado se seca deo-
pués dé mancra convencional, es decir, dejéndolo en su lugar,
Después se somete usualmente a trabajo de ecabado para una
configuracidn en relieve decorativa. Este trabajo de acaba-
do puede realizarse durante el curso del secado del articu~-
lo o substrato configurado, pero se prefiere hacer el traba-
jo de acabado despﬁés de que la obra se haya secado susiane
cialmente desde el punto de vista de su nanejo con facilie-
dad. Si se desea, algunas porciones de la configuracifa pue-
den elaborarse mids de manera convencional, por ejempiv, pox
limpieza con arena con una chorreadora do arena. Sin enbor-
go, dicho procedimiento de elaboracidn no se requiere usuale
mente en la préctica de la presente invencién, El trabajb
de acabedo se realiza preferiblemente revistiendo la super-
ficie configurada de artfculo o substrato con una dltinma

capa de manera convencional, es decir, pulverizando una l-

tima capa contra la superficie del mismo con un digpesitivo
de revestimiento convencional tal como una pistola pulveri-
zadora. Las dltimas capas a uscarse para este fin pueden ser
cualquiera de las diversas pinturas del tipo que puede em=-
ﬁlearse generalmente como ¥ltimas capas en esta materia y
que pueden secarse a temperaturas ambiente o elevadas, tales

como pinturss orgénicas, pinturas inorgdinicas, pinturas mule
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ticolores (pinturas de suspensién) o pinturas pirorreterdan-

. tes. Ejemplos de estas pinturss son las pinturas de resina
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alqufgdica, laca de nitrocelulosa, laca acrilica, pinturas
de resina de poliuretano, pinturas de resina epoxfdica,
pinturas de resina de poliester, pintufas de resina solubles
en agua, pinturas de emulsidn con base acuosa, pinturas li-
sinicas, pinturas de resina de-melamina, pinturas de resina
acrflica, pinturas de resina fenélica, pinturas de resina
de cloruro de polivinile, pinturas fluopldsticas, pinturas
de silicona o pinturas inorgénicas. Estas pinfupas pueden
ser;de cuélquier tipo que tenga la propiedad de secar a
temperaturas- ambiente o elevadas. También pueden comprender
vehiculos sin ningin pigmento, o contener polvos de metales
que Se emplean convencionalmente en esta téenica. Tambidn
puede ser ventajoso entonar el relieve con un color diferenw-
te, por ejemplo, para aplicar un tono m4s oscuro a las 4ress
grabadas_dé forma que se resalte la configuracidp en reliew
ve de una manera mds decorativa. Para este fih, una pintu~
ra a emplearse puede ser tal que su vehicﬁlo sea diferente
del de la capa Yltima que se usa par# dar un tono diferénte
a las 4reas grabadas o su tonalidad, brille o sombra puede
ser diferente del de la otra capa dltima, Y puede elegirse
entre las ilustradas anteriormente como capas dltimas segiu
qud ‘efectos hayan de obtenerse. La capa dltima puede sexr
de cualquier tipo que tenga un vidriado, aunque una capa
Wltima que no tenge vidriedo también puede emplearse,

. Los siguientes ejemples sirven como ilustiraciones
de la presente invencidn ’ ﬁero no deben interpretarse de
ningin modo como limitaciones de la misma.
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Se fabricé un rodillo con una resina sintética
rigida, porosa, bermeable al aire que contenfa como compo-
nente principal acetal-polivinilo ("kanefil No., 2510", mar—
ca comercial de Kanebo Gosei Kagaku Kabushiki Kaisha; pore
centaje de absorcién de agua de 93,3). El rodillo es de
wn cilindro hueco como se muestra en la figura 1a, que tie-
ne una longifud de 175 mm,, un didnetro exterior de 70 mm.

y un didmetro interior de 42 mm, La superficie del rodillo
estaba dotada de un diseflo, como se ilustra en la figura

1 grabado debajo de la superficie circundante. Cada une do
las unidades de disefio compuestas de anillos anulares tiene
desde 50 a 60 mm, de longitud y desde 1 a 2 mm, de profundi-
dad. Y los agujeros lineales que constituyen el disefio tienen
desde 2 a 3 mm. de anchura.

e G MWD et Wew e mmm st e W G

Se empled una composicidn de revestimiento comer-

. cialmente disponible que tiene una viscosidad de 22,000 cen-

tipoises a 1800. Tiene la siguiente composicién (en porcen~
taje por peso):
Emulsidn de resina de Vinyl -

acetate-VeoVa (marca comercial) 16,0
Pigmento de carbonato célecico 10,0
Material de relleno de sflice 50,0
Hidroxietilcelulosa 0,5
Diéxido de titanio . 10,0
Auoniaco de 25% 0,2
Desespunante de silicona 0,3

Agua | ' 13,0
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Una tablilla flexible de 450 x 900 x 6 mm. Se
revisti6 con 600 gramos de la composicidn de revestimiento
a 20°¢ con un aplicador de rodillo de esponja de poliureta-
no convencional. El substrato fevestido se dej8 reposar du-
rante aproximadamente 10 minutos para ulteriér tratamiénto.

(4) Formgcién de la configuracién

Después de sumergirse en agua, el rodillo de for
macién de configuracién se aplicé a la superficie de 1la
tablilla flexible revestida varias veces para formar una
configuracidn sobre la misma como se ilustra en la figura 1h.

(5) Ultima_capa .

Un esmalte de poliuretano se pulverizé dos veces
contra la superficie del artfculo configurado despuds de ‘
gecarse g temperatura ambiente durante 15 horas.

La configuracién formé en relieve sobre 1la nisma
una apariencia uniforme sin ningunz unidn perceptible en-
tre la primera pasada con el-rodillo ¥ las siguiéﬁtes. Este
artfculo puede aplicarse particularmente a obra de acaba;

do interior.

 EJEMPIO 2
Un rodillo que tenfa el mismo tamafio que el dos-
crito en el Ejemplo 1(1) se fabricé usando una resina poro-
sa, permeeble al aire y rigida preparada a pariir de aceta-
to de polivinilo (“Kanefil No. 2310*, marca comercial de
Konebo Gosei Kegaku K, K.; porcentaje de absorcién de agua
de 65,7). Un disefio en relieve se formé sobre ls superficie

del rodille cilindrico como se ilucira en la figura 2a,



1 en el que cada una de 1as unidades de disefio tiene deade
60 a 70 mm. de longitud y desde 3 mm, de alturﬁ con una dis-
tancia de desde 9 a 10 mm. entre las unidades de disefio.
5 Se empled una composicidn de revestimiento de
| tipo epoxfdico acuosa, comercialmente disponible que tenia
una viscosidad de 30,000 centipoiszes a 20% preparada mez-
clando un revestimiento base con un agente endurecedor en

la relacién de peso del primero al Wltimo de 10 : 0,8, EL

.10 revestimiento base y el agente endurecedor tienen las si-

guientes composiciones (en porcentajes por peso):
(a) Revestimiento base
Resina epoxidica dispersible

en agua 25,0

15 Didxido de titanio de rutilo 2,0
Pigmento de silicato célcico 6,5

Pigmento de silicato aluminico . 6,%

Naterial de rellemo de sflice 35,0

' Hidroxietilcelulosa 10,0

20 Desespumante de silicona 0,3
' Ftalato de dibutilo 6,0

Agua ' . 10,0

{b) Agente endurecedor
Resina poliamfdica modificada
25 soluble en ague 100,0
(3) Ravestimiento
1,5 kilogranios de la composicidn de revestimiento
gse revistieron sobre una tablilla flexible de 450 x Q00 x
6 mm., con un eplicador de rodillo porosc convencional.

30 La tablilla revestida se dejé reposar durante 3 minutos
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para formar la configuracidn.
' (4) Formacifn de_la configuracién

El rodillo de formacién de configuracién se apli-
cd de la misma maneré que en el Ejemplo 1‘(4).~ Una configu-
racidn como se'iiustra en la figura 2b se formé sin uniones
perceptibles entre las pasadas con el rodillo,

El artfculo configurado se dejé reposar durante
2 horas y después sé sometid a una elaboracién ulterior
mientras que'el revestimiento no estaba todavia completa-
mente seco, Asf, las dreas én relieve se gplanagron y alla-
narcn con un rodillo que tenfa la superficie plana. El ro-
dillo se preparé con el mismo material de forma que tuvie-
se el mismo tamefio de rodillo que el del Ejemplo 2(1).

Después de secarse durante 15 horas, el artfculo .-
revestido asf{ tratado se revistié después dos veces con una
capa .Vltima - que comprendfa un esmalte metélico de resina B
de poliuretano. o

El artfculo configufado tiene un buen contraste
entre la superfidie suave en relieve y las depresiones su-
perficiales que tienen las superficies de acabado algd ru~
gOoEBas, Este artfculo es pabticulamente adecuado comé nate-
rial de construccidén para revestimientos,

Un rodillo hueco que tenfa una longitud de 190 mm.,

un difmetiro exterior de 44,5 mm. y un didmetro interior de
35 mm, se fabricd con cinta de celulosa laminada sumergida
en una resina fendlica ("microbon 6R-28", fabricada pcr

Fuji Pilter Industry Co.; porcentaje de absorcién de agua
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de 40,6). Un disefio como se muestra en la figurh 1a se gra~
bé en la superficie de rodillo.Cads una de las unidades de
disefio que constan de anillos anulares tiene desde 50 & 60
mm, de longitud y désde 1 & 2 ma. de profundidad. Los
conductos o agujeros en forma de linea tienen desde 2 a 3
mm. de anchura.

- (2) Composicidn de revestimiento _ '

Se empleé la composicién de revestimiento de emul-
8idén de resina de vinyl acetate-Veoba (marca comercial)em~

~ pleada en €l Ejemplo 1(2),

(3) Revestimiento

El revestimiento se realizé sobre el mismo subs-
trato de la misma manera que en el Ejemplo 1(3).

La configuracidén se formé sobre la superficie de
substrate de lé pisma manera que en el Ejemplo 1(4) 15 mi-
nutos después del revestimiehto.

(5) Utima copa

El substrato configurado, secado se revistié con
1a misma Wltima capa que en ‘el Ejemplo 1(5). Este artfculo
con Yltime éapa mostré 1a misma apariencia que el obtenido

por el Ejemplo {.

EJFMPLO_4
(1) Rodillo de_formacién_de configuracién
Se empleé ¢l mismo rodillo que en el Ejemplo 2(1)e
Los porcentajes de absorcién de lfquido se determinaréu
usando nafta de petréleo. EI valor determinado fue 67,1
por ciento. '
(2) Compopici@n de revestimiento

S¢ usé wna masilla de poliester comercialmente
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disponible que contenfa una masilla y uﬂ endurecedor (ciclo-
hexaunona) en le relacién de peso de la primera al dltimo de
50 : 1 « La masilla de poliester tenfa una viscosidad de
1.200 centipoises a 20°C, La masilla tenla la siguiente com-
posicidén (en porcentaje por. peso): o

Barniz de resina de poliester 32;0
 Diéxido de titznio de rutilo 5,0
l Piguento de carbonato cdlcico 29,0
Pigmento de carbonato magnésico 29,0
Naftenato de cobalto 2,0
Estereato de zinc 3,0

(3) Revestimiento

145 kilogramos de la masilla de-poliester sg aplie
caron uniformemente con llana sobre 1a superficie de una
tablilla flexible de 450 x 900 x 6 mm,

Después de que se dejé reposar durante 5 minutos,
la tabilla revestida se configuré con el rodillo de forma-

cién de configuracidn que previamente se habfa sumergidc en
nafta de petréleo. . -

pespués de que se dejé reposar durante 18 noras
para endurecer el revestimiento completamente, el subsirato.
configurado se sometié a limpiezs con arena. Las superficies
de las proyecciones se limpiaron con arena, haciéndclas
por ello planas—y'suavesr

El subatrato asf tratado se revistié después &
le misma manera que en el Ejemplo 2(5).

El értiéulo con capa ¥ltima exhibié la misma apa- -
ciencia que &l obtenido en el Ejemplo 2..
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EJEMPLO 5

Se usé el rodillo empleado en el Ejemplo 3. El
material para el rodillo tenfa el porcentaje de absorcidn’
de Lfquido de 47,0 en una solucidén de acetato de etilo/
xileno de 50 : 50. '

—— n wa e mp e ems i wen e G

_ Se empled wna masilla de peliuretano comercialmente
disponible que tenfa una viscosidad de 180 centipoises a
2090._La magille de poliuretsno era una mezcla de una ma-
8illa de resina de poliwretano y un endurecedor en la rela-
cién da'peso de la primera al Ultimo de 10 : 1. La masilla
de resina y el endurecedor tienen la siguiente composicién
(en porcentaje por peso):

(a) Poliester que contiene hidrdxilo
" con base de masilla de resina de

poliuretano . 20,0
Diéxido de titenio de enatasa 7,0
Pigmento de silicato magnésico 40,0
Pigmento de cerbonato magnésico 20,0
Disolvente hidrocarburo 13,0
(b) Endurecedor
Poliisocianato . 55,0
- Disolvente hidrocarburo : 45,0

600 gramos de masilla de poliurectano se splica-
ron uniformemente con una espétula sobre la superficie de
una tablilla flexible de 450 x 900 x 6 mm.

(4) Pormacién de la confisuracién
Inmedintamente despuds de aplicer el revestimiento,
¥
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el substrato revestido se configurd con el rodillo usando
el diluyente.

(5) Ulting capa

Después de dejarlo reposar durante 15 horas a
temperatura ambiente, el substrato configurado se revistié
de la misma menera que en el Ejemplo 1(5).

" . El artfculo con capa ¥ltima mostré la misma epa-
riencig que el obtenide. en el Ejemplo 1.
: EJEMPLO 6

Se empled el rodillo usado en el Ejemplo 1, pero
con un disefio como se ilustra en la figura 6a. .

Se usé la misma composicidn de revestimiento que
se empleé en el Bjemplo 1, .

(3) Revestimiento_ |

El procedimiento empleado en el Ejemplo 1(3) se .
repitié usando los materiglés empleados en el mismo.

La configuracién se formé de la misma.ﬁanera que
en el Ejemplo 1(4).

(5) Ultima capa

La ¥ltima capa usada en él Ejemplo 1(5) we repitid
usando el mismo procedimiento y materiales que en el mismo.

El artfculo con Wltima capa exhibié la mispa apa-,

"riencia que el obtenide en el Ejemplo 1, La figura 6b muestra

que el drea en la que el dispositivo se pasé sobre-la suvper-

ficie del substrato que se extendfa desigualmente tiene una

superficie circundante plana alrededor del disefio en relieve,

Ha de notarse gue hay una diferencia apreciable con el drea
¥
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desigual a la que no se pasd el rodillo para que puedan com-
pararse,
o EJEMPLO 7

Un rodillo que tenfa el mismo tamafio se fabricd
‘de la misma manera que en el Ejemplo 1(1). El rodillo se
doté deSpués de un disefio como se muestra en la figura 3a,
Yy el disefio e grabd debajo de las superficies circundantes,
Cada una de las unidades de dizefio tenfa desde 60 & 70 mm.
de longitud y desde 1 a 2 mm. de profundidad,
Se us6 la composicién de revestimiento usada en
el Ejemplo 1.
(3) Revestimiento
. Una madera conirachapada de 450 x 900 x 6 mm. se
revistié con 800 gramos de la composicién de revestimiento
con un aplicador de rodillo de esponja convencional a tem-

peratura ambiente.

WO ome  man W mhm  atn e e e ams

Con el rodillo sumergido cn agua, el substrato re-
vestido se presioné de manera que se formase la counfigura-
cién y al mismo tiempo se aplanasen las dreas que rodean &

blas'configuraciones. Las configuraciones se formaron sin
unicnes indeseables y perceptibles cntre las pasadas con el
rodiilo.

‘ (5) Ultima capa

Después de que se dejé reposar durante 1§'hcras
.a temperatura ambiente, el substratc configurado se revis-
tié dos veces con una composicién Zo revestimiento de emul-
8ién de resina (“V Ro. 5000 Cream Cclour® fabricado por
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Nippon Paint Co., Ltd.) usando un rodillo de revestimiento.
Después de dejarlo reposar ‘durante 2 horas, Se reyistié nue-
vamente con una composicidn de revestimiento ("V No., 5000
Faint Green Colour" fabricado por Nippon Paint Co., Ltd.)
con un rodillo de revestimiento para colorear las 4reas pla-
nas que rodean a las configuraciones. Esto puede aplicarse
particularmente al acabado interior.
EJEMPLO 8

(1) Rogillo de_formacién de configuracién

Un rodillo que tenia el mismo tamafio se fabricd
de la.misma manera que en el Ejemplo 1(1) usando una resina
sintética permeable al aire, porosa, rigida con acetal-poli-
vinilo como el componente principal ("kanefil No. 2310% fa-

bricado por Kanebo Gosei Ksgaku K. K.; porcentaje de absor-

cién de agua de 37,5 por ciento). El rodillo se dotd de un

disefio en relieve, como se ilustra en la figura 48 de los
dibujos adjuntos, Los disefios tenfan desde 1 & 2 mm, de al=- N
tura, '

(2) Composicién de revestimiento_

Se usé la composicién de revestimiento epoxidica
acuosa cmpleada en el Ejemplo 2.

Una l4mina de acero de 900 x 400 x 2 mm, Se revis-
tié con 700 gramos de la composicidn de revestimiento con una |
llana a temperatura ambiente.

(4) Pormacién de_la gonfiguracién _

Después de revestirse, el rodillo se aplicd imme-
diatamente al substrato revestido. Esto produjo una clara

configuracidn con las superficies circundantes planas,
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(5) Ultima capa _ A

La superficie configurada se pulverizé después
dos veces con un esmalte de resina de poliuretano después
de secarse durante 15 horas a temperatura ambiente., Tres
horas después, lds porciones suﬁeriores de la superficie
se colorearon més con una composici&n de revestimiento que
tenfa un color diferente,

El artfculo con capa Ultima que tiene dos colores

diferentes es particularmente ¥til como scabado exterior.

EJEMPLO 9
Se empled el rodillo usado en el Ejemplo 2.
(2) Compgsicién de revestimiento
Se empled mortero que tenfa la siguiente composi.-
¢ién (en porcentaje por peso). )

Cemento blanco. _ 25,0
Sflice - 50,0
Agua 25,0

(3) Revegtimiento

A una tablilla flexible de 300 x 600 x 6 mm, se
aplicaron uniformemente 2,0 kilogramos del morterc usando

" una llana,

(4) Eormacién de_la configuracién

El rodillo se sumergid primero en agua y se aplicé
a la superficie del substrato revestido. No hubo ninguna
unién indeseable y perceptible entre las configuraciones
formadas por las pasadas con el rodillo, :

(5) Iratamiento posterior y Witima capa

La superficie configurada se tratd dela misma mmera
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que en el Ejemplo 2(5). El substfato asf tratado se revistié
después tres veces con un esmalte de resina de cloruro de
vinilo tres dfas despuds.

Bl artfculo asf dotado de Yltima capa puede aplicar-
ge particularmenté &l acabado exterior como material de.cons-
truccidn para revestimientos.

RIEMPIO 10

(1) Rodillg de formacidn de_configuracién

Se empled el rodillo usado en el ejemplo 1.

(2) Composicidn de_revestimiento .

Sé aplicé una composicidén de yeso que tenfa la si-

guiente'composicidn (en porcentaje por peso).

Yeso ) 65,0
Emulsidén de resina acrilica 5,0

Agua 30,0
(3) Revestimiento :

1,5 kilogramos de la composicidén de yeso se aplica-
ron uniformemente con una espédtula a la Bﬁperficie de una

tablilla flexible de 300 x 600 x 6 mm.

El rodillo se mojé primero con agua y despudn se

aplicé a la superficie extendida para formar una configura-

. c¢ién sobre la misma. La configuracién se formé sin ninguna

" unién abrupta y perceptible entré la primera pasada y las

siguientes con el rodillo.

(5) iipa capa _

La superficie configurada se sec durante 15 horas
mientras Se pulverizaba con agua de vez en cuando pera evitar
un secado rdpido, La superficie se revistidé después doé veces

con una emulsidn de resina.
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El artfculo asf tratado tenfa la misma apariencia
que el oblenido en el Ejemplo 1,
' EJEMPLO 11
Los procedimientos empleados en el Ejemplo 10 se
repitieron usando el rodillo y los materiales usados en el

' mismo & excepcidén de que un yeso que comprendfa 67 por cien-

1o por peso de yeso y 33 por ciento por peso de agua se usé
en vez de la composicién de yeso,

" El artfculo as{ tratado mostrd los mismos resultados
que el obtenido en el Ejemplo 10,

' EJEMPLO 12

" (1) Bodillg de formacidn de configuracién

Se fabricé un rodillo con una resina sintética pere

meable al aire, semirrfgida que tenfa poros relativamente
grendes en la misma y que contenifa como componente principal
acetalwpolivinilo (“Han-Koshitsu Goku-Arame", fabricado por
Kanebo Kabushiki Kaisha; porcentaje de absorcidn de agua de
75). El rodillo es de un cilindro hueco como sé muestra en

la figura 7a de los dibujos, que tiene una longitud de 175

" mm., un didmetro exterior de 73 mm. y un didmetro interior

de 42 mm. Su superficie estaba dotada de una configuracién
como se muestra en el gréfico C de los dibujos, y cada una
de las unidades de disefio compuestas de anillos anulares tenia

| desde 60 a 70 mm. de longitud y sus agujeros en forma de 1li-

nea tenfan desde 2 a 3 mm, de profundidad y desde 4 a 5 mm,
de anchura.
(2) gcompgsicién de revestimiento

. Se empled la composicién de revestimiento usade en el

Ejemplo 1.
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(3) Revestimignto

A una l4mina de carbonate magnésico de 580 x 800 x
12 mm. se aplicaron 420 gramos de la composicidn de revesti-
miento con un aplicador de rodillo poroso con%encional'a tem—

peratura ambiente,

(4) Formegién de la configuracidn

Después de secarse durante 5 minutos, el substrato

revestido se configurd con el rodillo. No se aprecid ninguna

"unién abrupta y perceptible entre las pasadas con el rogillo

sobre ;a superficie configurada.
(5) Ultima capa
' Le superficie configurada se revistié dos veces con
un esmalte de resina de poliuretano 16 horas después de gue
se formé la configuracidn,

El articulo como se muestra en la figura 7b de los

‘dibujos es particularmente adecuado para acabado interior y

exterior. Aunque la superficie que rodea los disefios tiene

proyecciones, se afirma que el artfculo asf dotado de capa

ltima tiene valor comercial porque no hay ni wniones indesea-

bles y perceptibles entre las pasadas con el dispoéitivo ni
protuberancias indeseables y perceptibles a 16'1argo?dg las
pasadas, ' ‘
' EIEMPLO 13
(1) Limina de_formacién de configuracién _

Une ldmina plana curvada, de 400 mm. de longitud,

300 mm. de anchura y 20 mm, de grosor, se prepard con una es-

puma de poliuretano porosa, permeable al aire, semirrlgida
& partir de un poliol y un poliisocianato (fabricada por
Daiichi Kogyo K, K.; porcentaje de absorcién de agua de 18).

Su superficie estaba dotada de un disefio, como se ilustra en
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la figura 5a de los dibujos, grabado debajoé de la superficie

-circundaﬂte. Cada una de las unidades de disefio tiene desde

60 a 70 mm. de longitud y desde 2 a 3 mm. de profundidad,
¥y los agujeros lineales tienen desde 3 a 4 mm. de anchura.

Se empled la composicidén de revestimiento usada en
el Ejemplo 1.

(3) Revestimiento

A una 1lé&mina de carbonato mognésico de 420 x 300 x 12
mm. se aplicaron 190 gremos de la composicién de revestimien-
to con un aplicador de rodillo poroso convencional a tempers-
tura ambiente,

‘Después de secarse durante 3 minutos, el subsirato
revestido se sometié a la splicacidén de la lémina de forma-
cién de configuracidén. La lémina se colocé sobre la lédmina
de carbonato magnésico revestida con el disefio mirando a la
superficie reveétida, Y se aplicd presidén desde la'superfi~
éie exterior con un rodillo de presién.

La superficie configurada no mostrdlninguna unién
perceptible entre la primera zona configurada y las siguientes.

(5) INtina_caps . , _

La Yltima capa se realizé de la miema manera que en
el ejemplo 12, '

El artfculo asf dotado de capa Ultima puede aplicar-
ae particularmente como un material de construccién para aca-
bado interior, .
' EJEMPLO 14
Los procedimientos del Ejemplo 13 se repitieron

usando el dispositivo y los materiales usados en el mismo
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a exnépoién de que el dispositivo estaba dotado de un dise-
fio como se ilustra en el grafico E de los dibujos adjuntos.
o El gréfico F de los dibujos muestra el articulo con
figurado con proyecéiones sobre las superficies cireundan-
tes, pero es adecuado para acabado sin limpieza con arena o

ulteriores procesos de elaboracidn semejantes. Se nota que

' no se muestran sobre el mismo ninguna unién perceptible en-

tre las pasadas con el dispositivo ni protuberancias percep#

- tibles a.1lo largo de la pasada del dispositivo., -

[}
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En resumen, la patente de invencidn que se solicits
deberéd recaer sobre las siguientes:

REIVINDICACTONES

1. Un método y su correspondiente aparato para for
mar una configuracién en relieve sobre la superficie de un -
articulo o substrato cuyo método comprende revestir la super

ficie del mismo con una composicidén de revestimiento y apli-

_car 3 la misma un dispositivo de formecién de configuracidn

con un disefio a configurarse sobre la misma una vez o varias
veces_durante el curso del secado del revestimiento,

" 2. Un método seglin la reivindicacidén 1, que se re-
viste con una composicién de revestimiento aplicado a ls mig
ms un dispositivo de formacidn de configuracidn con un dise~
fio a3 configurarse sobre la misma una o varias veces durante
el curso del secado del revestimiento, que comprende el empleo

del dispositivo de formacidn de configuracidén compuesto de

un material rigido o semirigido que tiene poros permeables -

al aire, cuya superficie estd dotada de un disefio que “iene

la capacidad de sustituir las configuraciones previas presea

tes en la misma por una configuracibén recién formada bsjo -

- una presibén suficiente pars formar dicha configuracién adi-

cional sin formar una unibn perceptible entre las passdas -
con el dispositivo, y teniendo el materisl una rigidez sufi-
ciente-para formar sobre la superficie revestida del articp-.
16 o substrato la configuracibén correspondiente al diseﬁo; -

facilitado sobre la superficie del dispositivo de formacidn

0y
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de configuracidén sin defiar 1d forma del disefio presente so-
bre le misma bajo presidn a.la superficie revestida del ar-
ticulo o substrato. .

3. Un método segin la reivindicacién'l o 2, en el
gue se aplica a la superficié del articulo o substrato re-
vestido el dispositivo de formacidén de configuracién compues
to de un material rigido o semirrigido y que tiene poros‘jq;

meables al aire en el mismo, cuya superficie estd dotada de o

un disefio que no tiene direccidén y tiene capacidad de susti-

tuir las configuraciones previas presentes sobre la mismz -
por una configuracibén recién formada.

4, Un método segin una cuslguiera de las reivindi-
caciones 1 a 3, en el que el dispositivo de formacidn de con
figuracidén que contiene un agente liberador en el mismo se
aplica a la superficie del articulo o substrato revestido.

5. Un método segﬁn'ﬁna cualquiera de las reivindi-
caciones 1 a 4, en el que la composicién de revestimiento es
un material de revestimientoforgénico o un material de reveg
timiento inorgénico y, si se desea, una emulsidén de resina -
géuosa.

6. Un método segin la reivindicacidén 5, en el gue
la composicién de revestimiento tiene una viscosidad dentro
del orden de desde 20 a 1.000 poises.

7. Un método segin la reivindicacién é, en e que
la viscosidad de la composiciéﬁ de re%estimiento oscila des-

de 150 a %00 poises.
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8. Un método segin una cualquiera de las reivindi
caciones 5 a 7, en el gue el material de revestimiento orgd
nico es del tipo de masilla, méstico o lisinico que comprepn
de un material de revestimiento de emulsidn acuosa altsmente
viscoso, un material de revestimiento soluble en agua, un ma
terisl de revestimiento de resina epoxidice sustancialuente
no voldtil, un orgenosol o plastisol, una masillé de resiﬁa
sintética, una masilla de aceite o und uasilla de nuez de -
9. Uh método seglin la reivindicacidén 8, en el que
la masills de resina sintética es una masilla de resina de
poliester no saturado o una masilla de resipa de vinilo.

10. Un método segin una cualguiera de las reivin—
dicaciones 5 a 9, en ei gue el material de revestimientSAinogr
génico es un material aglutihante, mortero, yeso o estuco.

11. Un wétodo segﬁn'hna cualguiera de las reivindi
caciones 5 a 10, en-el gue la emulsidén de resina sintética
acuosa es una enulsibdn de regina de acetato de vinilo, una -
emﬁlsién de‘copolimero de acetato de vinilo, una emulsiin ce
resina acrilica, una emulsidn de caucho sintétiéo, una etale
sién de resina de petrdleo o una emulsibn de resina epoxidica.

12. Un método segin una cualguiera de las reivin-
dicaciones 1 8 11, en el aque el dispositivo de formacidn de
configuracién se compone de hn material gué tiene un éurcentg
Jje de absorcidén de agua o liguido de desde 15 s 99 por eiento.

13. Un método segin la reivindicacidn 12, en el que

. .
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el material de filtro tiene un porcentaje fle,sbsorcidn de agus

.0 liguido dentro del orden de desde 40 » 95 por ciento.

14. Un método segin la reivindicacidén 12 o 1%, en
el que el dispositivo de formacidn de configuracibn btiene una
rigidez suficiente para formar una corfiguracién sobre 1la sn
perficie de un articulo o substrato revestido con una coapo-
sicibén de revestimiento que tiene una viscosidad de desde 20U
a 1.000 poises.

15. Un método segin ls reivincicscidn 14. en el que
el dispositivo de formacidén de configuracién se anlics u la
superficie del articulo o substrato revestida con uns coupo-

PN
ge

sicidén de revestimiento que tiene una viscosidad de ¢iiy

150 8 200 poises.

16. Un método segin una cualquiers de las reivin-
dicaciones 12 a 15, en el que el materigl es un materizl ri-
gido o semirrigido, permeable al aire, poroso cue comprendi
polivinilformal, polietileno, copolimcro de etileno«acetgﬁé:

de vinilo, cloruro de polivinilo polnuretdno oliestirena,”
s P

copolimero de etileno-butadieno, material cauchotoso, tele. -
no tejida, material de filtro fibroso, material de cerduwics
no vidriado, espuma de vidrio o materidl de papel laminado
sumergido en una resina fendlica o tratado superficialmente
con un liguido, revestimiento o resina que comprende una re-
sina de urea, resina de melamina, resing fendlica, resina de

silicona o caucho de neopreno.

17. Un método segin la reivingicacibn 15, en o1 que

POOR
" QUALITY
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el material es acetal-polivinilo o acetal-polivinilo tratado

superficialmente con el trataniento .de resina.

18. Un método segin la reivindicacidn 4 y o cusl-
quiera de la reivindicaciones 5 a'l7, en el que el agente -

liberador es agua, aceite de silicona, un disolvente orgéni-

co 0 un material repelente.

. 19. Un método segin una cualquiera de las reivindie

caciones 1 a 18, en el que el dispositivo de formzcidn de cop

- figuracidn se acciona manual o mecénicamente.

20. Un método segin una cualouiera de las reivin-
dicaciones 1 a 19, en el que el articulo o substrato es una
lémina o placa de hormigdn, mortero, yeso, o estuco, iemina
de pizarra, lamina de silicato célciéo, limina de carﬁonata
magnééico, cartén.yeso, lémina de hormigbn prefraguadc, un
material.de madera contraplacada -que comprende madera contng
chapada, tablero de fibras aglomeradas o tablero de compbai

cibn, tablero de particulas sonoabsorbente o una placa ¢ 1&-

-mina compuesta de hierro, acero inoxidable o aluminio.

21. Un método segin la reivindicacién 20. que se -
procesa ademds una capa ﬁltiﬁa.

. 22. Un método segin la reivindicacién 21, en el que
el &rea configurada se rgviste con una capa Gltima diferente
;ie la de las &reas circuhdan’ces en las que sﬁ emplea una ca-
pa Ultima que tiene una tonalidad, brillo o sombra diferentes.,

2%. Un aparato para llevar a cabo el método de las

reivindicaciones 1 a 22, que comprende un material rigido o

¥
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semirrigido gue tiene poros peérmeables al aire, cuya super-
ficie estéd dotada de un disefio que tiene la capacidad de sus
tituir las configuraciones previas presentes sobrehla misma
por una configuracién recién formada bajo presiones suficien

tes pars formar dicha configuracién adicional sin formar una

unidén perceptible entre las pasadas con el dispositivo, y te

niendo el materiasl una rigidez suficiente pars formar sobre
la superficie de-articulo o substrato revestido la configura
cidn correspondiente al disefio facilitado sobre la superficie

del dispositivo de formacidén de configuracién sin dsfiar la -~

 forma del disefio presente sobre la misma bajo presibén a la su

perficie de articulo o substrato revestido.

24. Un aparato segun la reivindicacién 1, en el que
el material de dispositivo tiene un porcentaje de absorci én
de agua o liguido de desde 40 a 95.

| 25. Un aparato segﬁﬁila reivindicacidn i, en el que
un material como se define en la reivindicacién 16 se eaplea
como el material de dispositivo.

26. Un aparato segin la reivindicacidén 1, en el cue
ﬁn material como se define en la reivindicacién 17 se emplea
como el material de dispositivo.

27. Se reivindica por (ltimo como objeto sobre el
que ha de recaer la pat nté,de invencidn que se solicita: UN
METODO Y SU CORRESPONDIENTE APARATO PARA FORMAR UNA CONFIGURA
CION EN RELIEVE SOBRE LA SUPERFICIE DE UN ARTICULO O SUBSIRA

T0.
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Todo conforme gueda descrito y reivindicado en la
presente memoria descriptiva 'que consta de cusrenta y cuatro

paginas mecanografiadas y dibujos adjuntos.

Madrid, 30 de Diciembre de 1975

BERNARDO UNGRIA
p‘p.
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